ESTUDO DE ANODOS DE ITO PARA OLEDS
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1. Objetivo

Neste trabalho foi realizado um estudo com dois tipos de
filmes finos de ITO depositados sobre substratos de vidro:
(a) fabricados em laboratério e (b) comercial.

2. Introducao

Anodo com filme fino de ITO/vidro (6xido de indio-estanho)
comercial e Importado tem sido o mais utilizado em
dispositivos OLEDs (diodos organicos emissores de luz),
como anodo, porem 0 custo € elevado. Entao, busca-se
alternativa para produzi-lo em laboratorio.

3. Materiais e Metodos

Foram utilizadas trés(03) qualidades de ITO/vidro com
geometria de 2,5 x 2,5 cm. Nos filmes fabricados em
laboratorio, os parametros de processos foram: vazao de gas
argonio em 70 sccm; pressao no interior da camara de
8,0.103 Torr; poténcia de 200 watts e tempo de processo de
40 minutos. O filme fino de ITO/vidro comercial € importado e
fol obtido da empresa Displaytech.

Analises de
transmitancia VS.
comprimento de onda
foram  obtidas em
quatro (04) regioes
diferentes sobre cada
lamina. Analises de
efelto Hall foram
realizadas com cinco
(05) medicoes em
cada lamina, utilizando
configuracao Van der
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Figura 1 — Amostras de ITO/vidro, Ae B

fabricadas em laboratorio e C da Displaytech.

4. Resultados

A Tabela | mostra os resultados de efeito Hall para os filmes
finos de ITO/vidro (geometria de 2,5 x 2,5 cm).

Amostras Resisténcia Resistividade | Densidade de | Mobilidade de
de Folha Portadores Portadores
(/quadrado) | (104). (Q2.cm) (102%/cm?) (cm?/V.s)
ITO Displaytech | 12,37+ 0,00 1,5+0,2 10,3+ 0,7 40,3 £ 4,3
ITO Lab. A 145 +3 1.0+ 0.0 0.9+ 0.0 7.1+0.1
ITO Lab. B 120+ 0 0.8+ 0,0 1.1 £0,0 7.6+ 0,0

Os valores encontrados para os fiimes de ITO/vidro fabricados
em laboratorio mostraram-se similaridade. Comparando com o
ITO/vidro comercial, verifica-se dispersoes nos valores obtidos
pelo efeito Hall, principalmente na resisténcia de folha e
mobilidade de portadores.
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Figura 2 — Transmitancia vs. comprimento de onda para o ITO/vidro comercial.
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Figura 3 — Transmitancia vs. comprimento de onda para o ITO/vidro Lab. A.
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Figura 4 — Transmitancia vs. comprimento de onda para o ITO/vidro Lab. B.

Maior estabilidade fol encontrada no filme fino de ITO/vidro
comercial em toda a faixa visivel. Os ITOs/vidros fabricados
em laboratorio apresentaram variacoes nos Vvalores de
transmitancias de = 65% (na regiao da luz visivel), porém
suficiente para a montagem de dispositivos OLEDs.

5. Conclusao

Comparado os resultados do filme finos de I[TO/vidro
comercial com os fabricados em laboratério, verifica-se que
estes ainda podem alcancar melhor desempenho, tanto na
elevacao da transmitancia (na regiao da luz visivel), quanto
na diminuicao drastica da resisténcia de folha.
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